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Volledig gekristalliseerd lithiumdisilicaat
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Natuurlijke schoonheid hersteld

Initial LiSi Block: sterkte, precisie en esthetiek in een volledig gekristalliseerd blok

Initial LiSi Block is een volledig gekristalliseerd lithiumdisilicaatblok dat optimale fysische eigenschappen biedt zonder bakcyclus. Dit unieke blok maakt gebruik van
de gepatenteerde HDM-technologie (High Density Micronisation) met belangrijke voordelen voor de CAD/CAM-tandheelkunde, waaronder een hoge slijtvastheid,
gladde randen en esthetische resultaten. In combinatie met de ONE SQIN-techniek — het opschilderbare keramische systeem voor kleur- en vormrestauraties — kunt u
snel en eenvoudig betere esthetische resultaten bereiken.

+ Tijdbesparend, aangezien er geen kristallisatie brand is vereist
¢ Duurzame esthetiek

¢ Gladde randen

¢ Natuurlijke opalescentie

 Een ideale basis voor de ONE SQIN-techniek
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Initial LiSi Block

Duurzame esthetiek en gladde randen
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Keuze van translucentie
volgens indicatie
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Natuurlijke opalescentie

Initial LiSi Block is verkrijgbaar in hoge translucentie (HT)
en lage translucentie (LT) en vertoont een natuurlijke

opalescentie onder elke soort belichting. Met dank aan dr. Javier Tapia Guadix, Spanje




Bepaal zelf de
afwerkingsprocedure

Initial LiSi Block biedt een kortere verwerkingstijd dankzij

de overbodig geworden kristallisatie. Dit resulteert in

een tijdbesparend proces vergeleken met conventionele
lithiumdisilicaat CAD/CAM-blokken. In slechts enkele minuten
wordt er een superieure glans verkregen door enkel te polijsten.

Gewoon frezen, inkleuren en plaatsen
Met GC Initial IQ ONE SQIN - het opschilderbaar keramische

systeem voor kleur- en vormrestauraties — kunt u snel en eenvoudig

even hoogstaande esthetische resultaten bereiken als met
conventioneel gelaagde restauraties, zij het met een aanzienlijke
tijdwinst.

Hoe werkt het? U kiest ...

Penseeltechniek - Voor al uw monolithisch posterieur werk
zorgt de Initial Lustre Pastes ONE, de unieke 3D-opschilderbare
keramiek van GC, voor fluorescentie, onovertroffen vitaliteit en
een natuurlijk ogend glazuur ... gewoon door te penselen.

Micro-layeringtechniek - Voor verfijnde esthetische casussen

in het anterieure gebied worden de Lustre Paste ONE en de
SQIN-keramiek gecombineerd, waardoor unieke toepassing- en
modelleringseigenschappen worden verkregen die het mogelijk
maken om het oppervlak te textureren met zelfglanzende
eigenschappen na het keramisch opbakken.

/ Initial LiSi Block

Polijsttechniek

“Initial LiSi Block is eenvoudig te polijsten
in minder dan twee minuten, met een
hoogkwalitatieve oppervlakteafwerking
en een uitstekende esthetiek als resultaat.
De tijdbesparing in vergelijking met

Vet drk san het bakproces van glazuur is bijzonder
ZTM Carsten Fisher, . I
Duitsland Interessant.

Dr. Christian Moussally, Frankrijk
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Met dank aan ZTM
Afwerken Stefan Roozen,
Oostenrijk




Creéer kleur, vorm en textuur met
Initial™ ONE SQIN

Met dank aan ZTM Stefan Roozen,

+ Initial ONE SQIN
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Functionaliteit ontmoet esthetiek

"Ik ben helemaal enthousiast over de natuurlijke
opalescentie en kleurmatching van de HT-serie
van Initial LiSi Block.”

MDT Christian Hannker, Duitsland

"Ik hou van de opalescentie van Initial LiSi Block
en daarmee ook van de kleurstabiliteit en perfecte
matching.”

Dr. Christian Lampson, Duitsland

Met dank aan MDT Christian Hannker en dr. Christian Lampson, Duitsland Met dank aan MDT Marco Muttone, dr. Alessandro lorio, Italié

Aanbeveling voor cement indicaties Aanbeveling
Zelfklevend afdichten is aanbevolen voor Initial (TESs L I'~
LiSi Block. Zowel G-CEM ONE en G-CEM . - y =7 h
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LinkForce van GC kunnen worden gebruikt voor Hars met dubbele uitharding Universcel zelfhechtend composiet Lichthardend, zelfklevend hars G-CEM Veneer

elk type indicatie met Initial LiSi Block.
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Bestelinformatie

Ref. Tint Initial LiSi Block Gerelateerde producten
012919 Al HT CEREC-mandrel, maat 14
012920 A2 HT

012921 A3 HT Initial 1Q == "'"'3.'5, : G-CEM ONE
10037273  A35HT Lustre Pastes ONE — ’ Universeel
012922 B1HT Opschilderbare _*_'L'L%' .’ @ zelfhechtend
012923 ATLT keramiek met verhoogde — L composiet
012924 A2 LT fluorescentie hechtcement

012925 A3LT
10037274 A35LT
012926 B1LT
10037275 BL Initial IQ ONE SQIN
Opschilderbaar keramisch
systeem voor kleur- en

1. Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of .
vormrestauraties

lithium disilicate partial crowns. Am J Dent. 33(6):291-295.

IPS e.max CAD and CEREC Tessera are not trademarks of GC.

G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, G-CEM™ Veneer, Initial™ |IQ Lustre Pastes ONE, Initial™ LiSi Press,
Initial™ SQIN™ are trademarks of GC.
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